北京理工大学光学工程学科招聘副教授、讲师、博士后


精密光学及微纳技术研究室简介：  
研究室依附光学工程国家重点学科和光电成像与信息工程研究所，站在国际前沿，瞄准学科发展和《国家中长期科技发展规划》中的重大需求，在精密光学和微纳技术交叉领域，开展基础性、前瞻性和创新性的研究工作。主要研究方向：（1）先进光刻及分辨率增强技术；（2）微纳加工及检测技术；（3）光电信息及微系统技术。获得长江学者奖励计划、引进国外杰出人才基金、国家自然基金、863专项和973等经费资助。目前，研究室拥模拟研究与协同设计室、精密光学实验室、光电信息与微纳技术实验室。
一、招聘对象及其要求
1. 已取得博士学位，品学兼优，身体健康，年龄在四十岁以下，研究方向符合项目要求的人员；

2、专业背景：光学、物理学、微电子学、微系统技术、光电检测技术及精密仪器，有从事过相关研究工作经验；在做过相关课题者将优先考虑； 
3、基础理论坚实、动手能力强，具有较强的实际经验和项目协调组织能力；

4、有较强的适应性和团队精神以及沟通能力。
二、课题研究方向：

1、光学传播、成像理论与光学设计

2、45－32nm光刻技术、设备与工艺的模拟研究与协同设计
3、高精度干涉计量技术与设备
4、新型光纤传感及微光机电系统技术
5、光电微能源技术及应用
三、工作和生活待遇

1、享受国家和学校规定的薪酬和福利待遇。
2、提供良好的学习、工作环境及办公设备；

3、提供或建设必需的科研、实验室条件。

四、招聘名额

2008年拟招收博士后研究人员3－5名，副教授1－2名，讲师1－2名，先报名者优先审查，招满为止。
五、申请材料

1、从事研究工作和岗位的书面申请及个人陈述
2、学位证书复印件，本科、硕士、博士成绩单或相关证明材料；

3、个人简历及个人业绩资料。包括：博士学位论文、专利、代表著作、承担的项目和效果、重要获奖情况等；

4、本人身份证复印件，配偶及子女的基本情况及其意向等材料；

5、进站研究工作设想和计划。　

6、其他相关信息资料

有意向者可将申请材料通过以下联系方式发送到邮箱，经初审合格后，将作进一步通知。
六、联系方式
李艳秋 刘丽辉

liyanqiu@bit.edu.cn, liyanq@mail.iee.ac.cn
电话：010－68946657， 13681366073
李艳秋教授简介
北京理工大学信息学院光学工程2006年长江特聘教授，博士生导师。微细加工技术期刊编委， SPIE 会员，微米纳米技术学会高级会员， 中国光学学会高级会员，中国宇航学会光电技术专业委员会委员，国家自然基金委信息学部十一届评审专家组成员，国家集成电路装备及成套工艺重大专项咨询、规划、立项、实施方案编写专家，上海微电子装备有限公司暨国家光刻技术研究中心咨询专家。曾任哈尔滨工业大学助教、讲师、副教授、日本理化研究所研究员、日本姬路工业大学副教授、日本Nikon公司高级工程师。中国科学院电工研究所2001年引进国外杰出人才入选者，曾任研究员、研究部主任、所学术委员会委员、微纳技术学科负责人等职务。曾获哈尔滨工业大学教学奖、中国科学院电工研究所2003年突出贡献提名奖等荣誉多次。一直从事物理学和光学领域教学和科研工作，积累了比较丰富的教学、科研、项目规划、组织实施和管理经验，掌握了国内外相关领域的战略目标、发展趋势，具备了站在国际前沿、结合国家战略需求，从事项目规划、组织实施和管理的能力。在先进光刻与高分辨光学成像技术、微纳加工与检测技术、光电信息与微系统技术的研究中取得了突出的成绩。获得引进国外杰出人才基金、长江学者奖励计划、国家自然基金、863专项和973经费资助。完成并验收通过国内外项目13项，成果鉴定一项。近10年发表的学术论文130余篇，其中被SCI和 EI收录90余篇，发明专利25项，光刻仿真软件版权5项， 参编（篇主编）中国电气工程大典一章，论文参编中国科技经典文库。近年，在100-32nm光刻和电子束曝光设备及其工艺研发中，获得国际评价的先进成果：例如，极紫外光刻机光学设计与系统模拟分析研究，为国际上最早获56 nm 光刻图形做出重要贡献，首次获得50 nm 热畸变EUVL光学系统成像特性的研究成果，得到Mr.Griff 在 SEMI Newsletter 上的肯定与评价；为电子束曝光机设计的电子光学系统，突破了原IBM设计的分辨极限，并获得专利保护；建立电子束与抗蚀剂作用相对论模型预言精准工艺；协同研究100-32nm 光刻设备、掩模、偏振、分辨率增强、工艺等对光刻性能影响，提出新的分辨率增强技术；研制高分辨成像系统及高精度像差检测仪器等。其学术与战略研究，为国家“十五”863 IC装备重大专项的立项实施、国家中长期科技规划重大专项《IC制造及成套工艺》的规划、立项和实施方案编写做出重要贡献。

